
膜形成 塗布機（汎用版） 

１、使用ヘッド   ： Ｄｉｍａｔｉｘ 、ﾘｺｰ 、ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ、京ｾﾗ、Xaar 等を選択 
        複数ヘッド搭載 ⇒ オプション 
２、有効塗布域   ： 140×150㎜(往復塗布） 
                 （オプション：280ｘ300mm⇒複数ヘッド搭載） 
３、ｱﾗｲﾒﾝﾄ補正（手動）（自動：オプション）    ※．ｱﾗｲﾒﾝﾄﾏｰｸｶﾒﾗ有り 
４、真直精度     ：4μｍ以内 ※．有効塗布域内 
５、位置決め精度  ：4μｍ以内 ※．有効塗布域内 
６、エアー吸着 
７、使用するヘッドによって循環ポンプ系装備 
８、加熱機能 (ﾍｯﾄﾞ機能に依存する） 
９、オプションで、簡易飛翔観測可能 
１０、オプションで、ＵＶ硬化機能 
11、簡易インク排出機能搭載 
１2、Ｘ軸制御分解能：0.1μｍ ※．動作長：600～1000mm 
１3、Ｙ軸制御分解能：0.1μｍ ※．動作長：４00～900mm 
１4、Ｚ軸制御分解能：２５μｍ ※．動作長：100～200mm 
１5、３軸ステージ制御  ⇒パソコンから可能 
１6、印刷制御ソフト・ＢＭＰデータ描画ソフト 
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奥行1000～1500㎜以下 
幅     1000～1500㎜以下 

（株）ワイ・ドライブ 

特徴 
１．耐溶剤性ヘッド仕様 
 NMP,MEK等使用可能 
２．大滴吐出 
３．塗布範囲が大きい 
４．循環系ヘッド搭載可能 
５．パソコン系制御 
６．印刷ﾃﾞｰﾀ可変 

価格 
￥２２00～３800万円 



・ポンプ 
・制御系 
・パソコン 



石定盤 

リニヤステージ 

制御分解能：０．１μｍ 
メカ系精度 ：４μｍ 

印刷・観察カメラ 塗布台 
１５０ｘ１５０㎜ 
・エアー吸着 
・加熱（オプション） 

簡易・飛翔観測系 
簡易・インク排出口 

インクジェットヘッド 
・複数個搭載（オプション） 
・各社ヘッド搭載可能 
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・インク循環系（オプション） 
・ＵＶ硬化：オプション 

印刷制御ソフト 
 概念図 




